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4.NbxNi卜x非晶質合金薄膜の超伝導特性

和住 光一郎

(目的 と実験)

従来､ NbN i非晶質合金 の超伝導転移温度 (T c) につ いては､ ∫ ohonson (

1),6 rap. ei a l (2)の報告が あ るが､Tcの支配要因 につ いては解明 され

てい ない｡本研究 においては､超高真空 中において､ E-BGUN 2台を使 った基板常

温蒸着法 を用 いて､Nbx N i l_Ⅹ 非晶質合金を作製 し, (非晶質領域 Ⅹ-0.2-0.

85)その超 伝導転移温度 とFerm i面 におけ る電子状 態密度 の関係をM cM iI1a

nの公式 と対応 させ調べた｡

(結果 と検討)

Ⅹ>0.7のNb高濃度領域 にお いて は､ Fe rm i面状態密度がT cを強 く支配 して

い ることがM cM i11an公式を用 いて確かめ られ た｡一方Ⅹ<0.7のNb中間濃 度

領域 にお いて は､ Nb濃度 の変化 に対 して状態密度 は余 り変化 しないの に もかかわ らず二

Tcが低 下 して行 くことが確認 され た｡ この原因 につ いては､ N iの磁気的影響が､関与

して いると考え られ るが､追加実験 によ り検討 中であ る｡
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